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Verfahren zum Beschriften, Markieren und Dekorieren

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beschriften,
Markieren und Dekorieren von metallischen und nichtme=-
tallischen Oberflachen durch reibungs=-, verschleif~ und/
oder korrosionsbestdndigen Schichten mit Kkontrastreicher
und hoher dekorativer Wirkung.

Die Erfindung ist auf allen Gebieten der Technik anwend-
bar, wie beispielsweise im Geréte- und Maschinenbau, in
der Glas- und Keramikindustrie oder der Schmuckindustrie.

Charakteristik der bekannten technischen Lésungen

Es sind Laserbeschriftungsanlagen (DE-0S 3208626, DE-0S
3147230), Lasergravierungsmaschinen (GB=-0S 7906596, GB-0S
7908041), Verfahren zum Aufbringen von Zeichen (DE-0S 3147230)
sowie Maschinen zum Dekorieren und Markieren von Glasarti=-
keln mittels Laserstrahlen (DE-0S 3108404) bekannt. Allen
Verfahren liegt zugrunde, daB die Oberfldche des Materials
abgetragen wird und der Kontrast lediglich durch HShenunter=-
schiede bzw. unterschiedliche Oberflachenrauheit erzielt wird.
Ferner sind diese Verfahren teilweise nur auf nichtmetalli-
sche Werkstoffe anwendbar (DE~0S 3108404). Um besondere Kon-
trasteffekte zu erzielen, missen Farbschichten (DE-0S 3147230),



nichtmetallische Uberzige (DE-OS 3014361) oder Gravur-
materialien (DE-0S 3222449) aufgebracht werden, welche
nachtraglich durch den Laserstrahl abgetragen werden

mussen., |

Es ist weiterhin bekannt, daB Schichten mit duBerst deko-
rativer Wirkung auf Gegenstdnde gebracht werden koénnen,
welche je nach Effekt und Unterlage aus den verschiedensten
Elementen oder Verbindungen bestehen (Vakuumtechnik 33 (1984)
4, 16) kénnen, es koénnen reibungs=-, verschleiB- und korro=-
sionsarme Schichten mittels Laser-CVD-Technik (J.appl.Phys.
52 (1981) 11, 6501) hergestellt werden oder durch Reaktion
eines Gases im.Laserstrahl mit der Oberflédche Reaktionspro-
dukte entstehen. '
Beschriften, Gravieren und Dekorieren mittels Laserstrahlung
hat ohne Verwendung von zus&tzlichen Farbschichten oder Gra=
vurmaterialien den Nachteil von nur einfachen Kontrasteffek-
ten. AuBerdem sind die meisten Verfahren ohne diese zusédtz=-
lichen Schichten nur auf nichtmetallische Werkstoffe anwend-
bar. Der Zustand einer polierten Oberfléache wird durch die .
Laserstrahlbearbeitung verschlechtert.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, ein Verfahren zu entwickeln, wo-
durch die Nachteile = wie die Verwendung zus&tzlicher Farb-
schichten, die teilweise Beschréankung auf nichtmetallische
Werkstoffe, die Verdnderung des Oberfléachenzustandes polier-
ter Oberflachen - umgangen werden und das Beschriften, Mar=-
kieren und Dekorieren durch Auftragen einer oder mehrerer
Schichten mit kontrastreicher und hoher dekorativer Wir-
kung erreicht wird. |

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, sowohl metallische
als auch nichtmetallische Oberfldchen mit Hilfe einer Be=-
schichtung zu beschriften, markieren oder dekorieren oder

zu beschriften, markieren und dekorieren, Die Schicht soll



in einem Reaktor aufgebracht werden, welcher ein Gas=- oder
Gasgemisch enth&lt. Nur im Auftreffpunkt des Energiestrahles
auf die Werkstiickoberfléche soll entweder das Gas zersetzt
werden und mit der Werkstlickoberfldche reagieren bzw, soll
ein fester Stoff auf der Oberfléche kondensieren oder durch
Reaktion eines Gasgemisches kondensiert dort eine Verbindung
in entsprechender Farbe.

Erfindungsgema® wird die Aufgabe dadurch gelést, daB sich

das zu bearbeitende Werkstick in einem gasgefillten Reak=-

tor befindet und Uber das Werkstick ein Energiestrahl ge-
fuhrt wird, wobei das Werkstiick und der Energiestrahl rela=
tiv zueinander bewegt werden. Durch Einleiten eines anderen
Gases oder Gasgemisches kdnnen nacheinander auf ein Substrat
unterschiedliche Beschichtungen aufgebracht werden. Es kénnen
auch Teile des Werkstickes durch Schablonen, Negative oder
Pasten abgedeckt werden. Diese Stellen werden bei der Raster-
bewegung des Energiestrahles nicht beschichtet. Uber strahl-
teilende Elemente werden auch gleichzeitig mehrere Gegen-
stdnde mit gleichen Gestaltungselementen oder ein oder mehrere
Gegenstinde mit unterschiedlichen Elementen beschichtet.

Ausfilhrungsbeispiel

Die Erfindung soll anhand eines Ausfiihrungsbeispieles er-
lautert werden. In der zugehdrigen Zeichnung zeigt Figur 1
eine schematische Ansicht des Reaktors 2. Dabei befindet sich
das Werkstiick 1 in einem Reaktor 2. Eine Seiten- oder Ober=-
fldche enth&dlt ein die Energiestrahlen durchléssiges Fenster 3.
Das Werkstick 1 kann direkt in den Reaktor 2 gelegt oder auf
einen drehbaren Substrattisch 4 im Reaktor 2 gebracht wer-
den. Der Reaktor 2 und/oder der‘Energiestrahl 5 kann in alle
Richtungen bewegt bzw. abgelenkt werden. Im Reaktor 2 be-
finden sich Zufﬁhfungen 6 fir das Gas oder Gasgemisch, welche
auch wahlweise als AnschluB fur eine Vakuumpumpe verwendet
werden koénnen. Ebenso befindet sich dort eine Gasaustritts-
6ffnung 7. Das Gas oder Gasgemisch, welches fur die Ener-
giestrahlung 5 transparent sein mufl, wird in den Reaktor 2



eingeleitet., Mit den zur Reaktion der Gase entsprechenden
Parametern, wie Strahlenergie, Partialdruck der Gase; Re=
lativgeschwindigkeit zwischen Energiestrahl 5 und Werk=
stiick 1, koénnen auf der Oberflache Schichten bis zu Dicken
von 30/um hergestellt werden., Entspreéhend der Relativbe-
wegung kénnen Schriftzeichen, Markierungen oder Dekors
hergestellt werden. Ebenso ist es méglich, die Oberfléche
durch Schablonen, welche das Negativ des Schriftzeichens
oder Dekors enthalt, abzudecken. Durch eine’' Rasterbewegung
eines Energiestrahles entsteht an den freien Stellen die
Schicht,



Erfindungsansnruch

1.

Verfahren zum Beschriften, Markieren und Dekorieren
durch Auftragen einer Schicht dadurch gekennzeichnet,
daf sich das zu bearbeitende Werkstiick (1) in einem
mit Gas geflllten Reaktor (2) befindet und Uber das
Werkstiick (1) ein Energiestrahl (5) gefihrt wird, wo-
bei das Werkstick (1) und der Energiestrahl (5) re-
lativ zueinander bewegt werden.

‘Verfahren nach Punkt 1 dadurch gekennzeichnet, daB

zeitlich nacheinander verschiedene Gase in den Reaktor (2)
eingeleitet werden.

Verfahren nach Punkt 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet,
daB nicht zu bearbeitende Flachen abgeschirmt sind.

Verfahren nach Punkt 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet,
daB die Energlestrahlung (5) Uber strahlteilende Ele- -
mente zerlegt ist.
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Figur 1
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